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2020年9月3日
会員各位
日本ライセンス協会　関西研修委員会
〒550-0004  大阪市西区靱本町1-8-4
   大阪科学技術センター内
TEL.06-6443-5320 FAX.06-6443-5319

第４３８回　関西月例研究会（ＷＥＢ開催）
「キヤノン株式会社の知財戦略」
～時代の先を見据えた事業展開のための知財マネジメント～
開催日：２０２０年１０月２０日（火曜日）１４：００－１７：００
場　所：ＷＥＢ開催（Ｚｏｏｍ利用）
講　師：長澤 健一 氏（キヤノン株式会社　常務執行役員　知的財産法務本部長）
拝啓　会員の皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　また、平素より当協会の活動にご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、１０月度の月例研究会は、「キヤノン株式会社の知財戦略～時代の先を見据えた事業展開のための知財マネジメント～」と題し、キヤノン株式会社の長澤　健一　氏をお招きしてご講演頂くこととなりました。新型コロナウイルスの影響により、ＷＥＢを利用した開催となります。
　キヤノン株式会社はモノ作りの会社であり、歴史的に特許などの知的財産を重要視してきました。戦略そのものは時代とともに変化してきましたが、その姿勢に変わりはありません。
　キヤノン株式会社にとって独自技術の権利化は、グローバルに事業を展開する上で欠かせない活動です。
　毎年、開発者から１万数千件以上のアイデアが出され、国や地域ごとに特許出願し、米国における特許登録件数は、日本企業の中で１５年連続１位という実績を誇ります。
　キヤノン株式会社の知財戦略は、保有する独自のコア技術を他者の侵害から保護するという「守り」。そして、自社だけでなく他社も使う価値のある特許を多数取得することで、ライセンス交渉などを通し自社事業を有利に展開する「攻め」。この攻守備えた知財マネジメントにより製品開発力を強化してきました。また、時代の流れと共に、その知財戦略は変化し続けています。
　このようなグローバルかつ強力な知財活動を展開されているキヤノン株式会社の知財戦略につきまして、現在、常務執行役員　知的財産法務本部長を務める長澤氏に、その現状および詳細をお話し頂きます。
　主なトピックとして、以下のような項目を予定しています。
（１）経営から見た視点
（長期視点／全社・全グループ視点／広く柔軟な視点／ブランド観念）
（２）時代の変化の影響
（クロスインダストリー化／ナショナリズム（アンチグローバリズム）化の影響）
（３）日本の未来へ繋がる人財の育成と必要なスキル
　　なお、（２）につきましては、アフターコロナ(ニューノーマル）への対応についてもお話し頂きます。
　　本講演は、企業の知財担当者のみならず、広く知財、法務、ライセンス、事業開発等の実務に関る方々にとっても、示唆に富む有用な情報が得られる機会と思われます。会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。
　また、月例研究会の終了後に懇親会は開催しませんが、１５分程度のフリーディスカッションタイム（質疑応答）をご用意いたします。是非、ご都合をお付けの上、講師へのご質問等をお願いいたします。
敬具
＊Ｚｏｏｍを初めて利用される方は、事前に(https://zoom.us/test)より接続テストを行い、ご自身のデバイスから接続できることをご確認いただけましたら幸いです（スマホまたはタブレットから接続される場合、ZOOM Cloud Meetingsアプリをダウンロードする必要があります）。
＊当協会から振込先をご案内いたしますので、５営業日前までに参加費をお支払いください。期限までに入金が確認できない場合は、ご参加いただくことができません。入金が確認できた方には、３営業日前までに、メールにてＺｏｏｍの事前登録のご案内と資料をお送りいたします。なお、資料送付後のキャンセル・返金はお請けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。参加者様のＰＣ・通信環境等が原因で正常に視聴できない場合の返金については、お受けいたしかねますので、予めご了承下さい。
＊本研究会の受講には、Ｚｏｏｍのインストールと事前登録が必要です。ブラウザからはご参加いただけません。使用するデバイス（PC、タブレット、スマートフォン等）に事前にＺｏｏｍをインストールし、３営業日前までにお送りするURLより事前登録を行ってください。
＊５枚単位でオンライン参加チケット（正会員１枚4,000円）を購入いただけます。個別の振込が難しい場合等にぜひご活用ください（ご希望の場合は事務局にお問い合わせください）。
＊お申込み１件につき、１名様のみ参加可能です。複数台のＰＣ･デバイスを接続すること、１台のＰＣ･デバイスから複数名で参加すること、講演内容の録画・録音・画面キャプチャは行わないでください。
＊研究会当日は、開催５分前までに接続してください（３０分前から接続可能です）。
＊研究会当日、Ｚｏｏｍに接続できない場合等のトラブルについては、日本ライセンス協会　関西本部事務局（TEL　06-6443-5320、e-mail　kles5322@ostec.or.jp）までご連絡お願いします。講演中は十分な対応ができない場合がありますので、余裕をもって接続いただけますようお願いします。
＊誠に申し訳ございませんが、本研究会は、ＷＥＢ開催のため、日本弁理士会の継続研修としての単位認定を受けることができません。
講師略歴
　職歴：
昭和56年(1981)　キヤノン株式会社入社
平成6年(1994)　知的財産法務本部 特許技術センター　特許第四部 特許第４２課 課長
平成11年(1999)　知的財産法務本部 ＧＩＰ管理室 室長
平成12年(2000)　知的財産法務本部 知的財産業務センター　ＧＩＰ部 副部長
平成12年(2000)　キヤノンヨーロッパＮ.Ｖ.出向
平成13年(2001)　キヤノンヨーロッパＬｔｄ.出向　Senior General Manager

平成18年(2006)　知的財産法務本部 知的財産第二技術センター　センター所長
平成20年(2008)　キヤノンＵ.Ｓ.Ａ.,Ｉｎｃ.出向　Senior Director

平成22年(2010)　知的財産法務本部 副本部長
平成22年(2010)　執行役員
　　　　　　　　　知的財産法務本部長（現在）
平成24年(2012)　取締役
平成28年(2016)　常務執行役員（現在）
　兼職／受賞歴：
平成22年(2010)　一般社団法人　日本経済団体連合会　知的財産委員会　企画部会　委員
平成24年(2012)　一般社団法人　発明推進協会　理事
平成24年(2012)　一般財団法人知的財産研究所　評議員
　　　　　　　　（現在 一般財団法人　知的財産研究教育財団）
平成25年(2013)　標準必須特許（SEP）研究会幹事
平成26年(2014)　一般財団法人　工業所有権協力センター　評議員
平成26年(2014)　一般財団法人日本特許情報機構　評議員
平成27年(2015)　一般社団法人日本知的財産保護協会　会長
平成27年(2015)　平成27年度知財功労賞「特許庁長官表彰」受賞
平成28年(2016)　国立大学法人　東京工業大学　非常勤講師
平成29年(2017)　産業構造審議会　知的財産分科会　不正競争防止小委員会　委員
平成30年(2018)　一般財団法人　知的財産研究教育財団　知的財産研究所
　　　　　　　　　国際知財制度研究会　委員
令和元年(2019)　一般社団法人　日本知的財産協会　副会長
令和元年(2019)　産業構造審議会　知的財産分科会　特許制度小委員会　委員
令和2年(2020)　日本ライセンス協会　次期会長
令和2年(2020)　
学校法人　金沢工業大学　客員教授
主な論文／論考
・『知的財産に関する国際的な動向と企業の海外展開における課題』　「法律のひろば」平成２７年１２月号　株式会社ぎょうせい
・『ＩＰランドスケープの実践事例集』　２０１９年５月　株式会社技術情報協会
・『標準技術に係る知的財産活動と弁理士に期待すること』　２０１８年８月「月刊パテント」　日本弁理士会
・『「COVID 対策支援宣言書」に係る活動について』　２０２０年６月「LES JAPAN NEWS」　
日本ライセンス協会
１．[研究会]
　と　き：２０２０年１０月２０日（火曜日）１４：００－１７：００
ところ：ＷＥＢ開催（Ｚｏｏｍ利用）
講　師：長澤　健一　氏（キヤノン株式会社　常務執行役員　知的財産法務本部長）
司　会：関西研修委員　本同　信也（特許業務法人　ワンディーＩＰパートナーズ　弁理士）
参加費：正会員４,０００円（同一組織のメンバーを含む）、継続会員１,５００円
一般８，０００円
２．［懇談会］
なし（１５分程度のフリーディスカッションタイムをご用意いたします）
　
３．［参加申し込み］
· 申込期限：２０２０年１０月６日（火曜日）
＊LESJウェブサイト【http://www.lesj.org/workshop/monthly/west.php】よりお願いします
（LESJウェブサイト以外からのお申込みは受け付けておりません）
【次回のご案内】
　日　時：２０２０年１０月２６日（月曜日）９：００－１２：００
　ところ：ＷＥＢ開催（Ｚｏｏｍ利用）　※開催時間がいつもと異なります
　テーマ：国際共同研究開発契約（仮）
　講　師：米国弁護士　吉田 直樹 氏
（フィネガン、ヘンダーソン、ファラボー、ギャレット＆ダナー LLP）
　司　会：関西研修委員　藤田　知美（弁護士法人イノベンティア）
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